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��年代最新的真空溅射镀膜装里

����年初
，

欧洲的巴尔采司 ��。 诬� 。 �� �公
，
��推出的�������吧典空溅�士踱 人性己被人

们誉为��年代的最新产
�
钻

。

巴尔采司公司是当今世界上址大的真空系统和真空元件制造厂家之一
。

该 公
�‘���� 认 �’�

����年
，

职
一

���总人数现 己超过����人
�

总公司位 于列支敦士登公国
。

仁要的生广
“
�

‘

布 �
�

列支

敦士赘
、

瑞
�

��
、

德国和美国
。

更多的分公 司
、

维修和销售点遍布于世界各地
�

护�〕 曰 �� ’
锉落空溅肘渡膜袋置

。

是一 种多溅射源的连续式金属溅射镀膜
’

段牲
。 �叮以根

据从底制造�
’

家的需求而作多功能的组合
。

这套装置不仪能够满足用户对典空室的数址多的

要求
，
�旧

�

��
�

可以对真空室作不同功能的选择
�

整套装置 可以进行加热
、

冷却
、

溅射刻蚀和溅

射镀膜等项
一

七艺
。

一次
�
巧以传送多个基底 �

�

汉径 为��
�

���。 ，，�。

所用的特殊的磁控价
�
�以提高

材料的沉积速率并提供较好的膜厚均匀性
�

在结构设计
�

�的特点是具有三种不同的纂架和组成�一�个生产过程的真空溅 射 彼 膜 系

统
。

对每一个生产过程来说
，

又有各自独立的过程和真空系统
。

各个需要制作的从底尤全以

它的质 鼠稳定地置于基底支承板上
，

设有任何的传输件与其正面相接触
。

传输系统自动把待

处理的基底送到各个真空室
�

一共设计有 �种 自动传输装置
，

可以分别根据不同的情况选择

应 �”
。

传输系统的主要零部件可 以连续传输�。 万次而不维修
�

典空系统有两种
�

一种是涡轮分子泵抽气系统
，

所能达到的真空度分 别 为�� ��
一 ���“ 和

�� ��
一 �
�� �

另
，

一种是低温泵抽气系统
，

所能达到的真空度分别 为�� ��
一 �
�口和�� 盈。 一 “

�，��

各个真空宝均由独立的涡轮分子泵抽气
。

传送系统用低温泵抽气
�

溅射系统采川 �’ 最新的��� ���型平���’ 磁控溅射源
�

既可进行直流溅射
，

也
、
�以 进行

射频溅射
。 ‘可以用 ���

�

��。 ，。 和��
�

��。 �的基片的镀����
。

对铝膜的厚度均匀 性 的 误 差小
一

�
飞

�肠
。

溅射速率大 犷�
�

�林” �
��诬

。 。

铝材靶径为��
。 。 �。

一

个铝材靶
一

可以连续 溅 镀 ����片 基

片
，

铝膜厚为�卜， 。

中途不需要停机或修饰靶材表 �佰
。

装代亦 可使川钦和撼化钦把材
。

由于采用了清洁的抽气技术
，

对膜层的污染已大大减少
。

膜层丧而
�

���炼�� 。 ��’
的而积上

粒径大于�
�

�林�的微粒数不大于 �个
。

装置中的加热系统也十分先进
。

温度在整个基片上的均匀性的叹
一

牛小于�
�

��℃
，

标 准的

加热设备可将硅片加热到���
‘

�
，

添加必要的设备后可达到����
。

冷却时通冷
尸
洲寸珑��

·

支撑

系统和真空室进行冷却
。

为 �
’

进行溅射刻蚀
，

装有两种不同频率的能龟发生器
。

所产生的负偏 压仪 为���
�

�俪下专

统的高频溅射刻蚀系统
，
����的能缺将会产生����的负偏��

。

因此
，

这种刻蚀系统 又叫做

低���软性溅射刻蚀系统
。

典型的软性溅射刻蚀系统在一��一一 ��� �之间即可产生 对 氧 化硅

的�� 。 ，。
八的刻蚀速率

。

为 �
’

达到这 刻蚀速率
，

传统的方式需要一����的负偏 仄
，

较高的



新 型 液 晶 膜

德国的科学家们研究出了一种透明液品膜
。

它在电子元件方面具有令人振 奋 的 运 用潜

力
，

更令人惊奇的是它可以作为一种特殊的膜而用于气体分离
。

��。 ��“ ��大学的教授谈到
�

由
一

于受热的液品弹性体遇冷会发生机械变形
，

因此可以用来改变物质的折光率
。

这种材料能

用于制造集成电路元件的微小光波指导器
。

���讨论会的化学家己经得知 了这一成果
，

且更令他们吃惊的是
，
��。 �加‘ ，�大 学 教授

的数据表明
，

这种液晶的各向异性可用于分离分子量相同的链状分子和球形分
一

�
，

例如
， �仁

丙烷能比异丙烷更快地通过这种液晶膜
，

因为异丙烷是一种较圆形的分子
。

事实证明用流动

色谱分离气休比这种膜分离方法要昂贵得多
�

大学教授不愿意讲这种物质特殊用途的细节
，

这项研究在德国已经作为
�

「业 ’�
户

笋术相结

合的一那分
。

同时一种新的也是一 种重要的发展是铁电液误
�
膜

，

也是被德国的教授发现的
，

在 、���年

首先单独的做 了一次液品膜显示仪器的实验
�

据称这组实验己经说明了怎样 含成一种铁电系

统
，

该系统由 二狱化的
二��联苯和氰醇酷胶状物棍合而成

，

它能迅速地使开关开启或关闭
。

也

可以川 于电视图象
。

目前日本研制出 �一种扁平的电视
，

它的屏幕是用液品膜显示的
�

这种屏幕的大小是受

限制的
，

其对角线大约为��
�

���
。

由于制做复杂
，

所以价格非常昂贵
。

铁电液晶膜的获得是使用半导体添加剂
，

它的重要意义就是偶极矩
�

日前
一

考虑这种技术

是最有前途的
，

因为这种屏幕是非常廉价的
。

研制的新型液晶膜系统是在包括英国皇家信息 与雷达制造所等在内的许多单位合作 ��’ 经
过艰苦的努力而研制成功的

。

它的开关的响应时间是�林�
，

优于现有的系统
，

接近 理 论位
。

因为现有系统的开关响应时间是��一��件�
。

这种铁电材料的研制是受���启发的
。

不幸的是这种显示屏幕只是黑 自 的
，

所以 除非

该公司考虑用这种新材料来制造彩色屏幕
。

否则是没有前途的
�

�王建国 式正簧译 自
“
��。 � ������������

”
���������

负偏压会对从片产生一定的损伤
。

�真空室的�������型真空溅射镀膜装置本体的占地面积为���� ����。
，，��不包括抽气

系统 �
。

艳个镀膜或刻蚀过程由计算机操纵
。

�������型真空溅射镀膜装置的问世
，

为半导体
�

�业的发展提供 �’ 一种更加优 良 的设

备
，

引起 �’ 国内外真空界
、

半导体行业的普遍注 目
。

�陈隆甘 �


